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クリーンテクノ株式会社の 
花巻市賃貸工場への入居が決まりました 

 半導体製造工場内に設置する排気装置の製造を行うクリーンテクノ株式会社（代表取締役社長 山下 大起（やました 
だいき）本社：福井県鯖江市下河端１８０２）は、平成３０年８月までに当市賃貸工場（花巻市二枚橋５－６－３８）へ入居、
クリーンテクノ（株）東北事業所 花巻工場（仮称）として操業を開始することになりました。 
 同社は、平成７年１１月に設立され、半導体製造工場内に設置する塩化ビニール製の排気装置*（塩ビダクト）などの製

造・取付工事を中心とした事業を展開しており、本社工場（福井県鯖江市）のほか、三重県四日市市に製造拠点を置いて
います。 

 大手半導体製造企業の県内進出に対応するため近隣に新たな製造拠点の設置を検討される中で、交通アクセスの良さ、
また早期の操業開始が可能であることから、花巻第一工業団地テクノパーク内に設置しています、当市賃貸工場Ｃ棟１５
０坪タイプへの入居をご決定いただきました。 
  同社は、平成３０年８月の操業開始を計画しており、操業当初は従業員を１０人程度採用し、将来的には３０人程度に増
やす計画とのことです。 

クリーンテクノ株式会社の概要 

■代  表  者 代表取締役社長 山下 大起（やました だいき） 
 
■所  在  地 福井県鯖江市下河端町１８０２ 
 
■設     立 平成７年１１月 
        株式会社山下工業の特殊空調設備の製造・メンテナンス部門を分離新会社として設立 
 
■資  本  金  １０,０００千円 
 
■従業員数 ６０名（平成３０年３月現在） 
 
■事業内容 塩ビダクト、局所排気ダクト工事、ネット通信事業、アパレル事業 
 
■生産拠点  本社工場（鯖江市）、第二工場（鯖江市）、四日市事業所、中京事業所、名古屋営業所（アパレ 
       ル事業部） 

排気装置*：半導体製造工程で発生するガスを排出するための装置。半導体製造時、シリコンウエハの洗浄工程では酸やアルカリと 
                        いった腐食性のある揮発ガスが発生するため、塩化ビニルを原料としたダクト（塩ビダクト）が必要であり、同社は塩 
                        ビダクト製造・取付工事において、高い技術を保有する。 


